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在制造“湿”和“干”电解电容器时，可以使用五硼酸铵 
SQ级、Optibor® SQ 级（硼酸）和十水硼砂 SQ级。 所用
物质的纯度至关重要，U.S. Borax 的SQ等级硼砂尤其适
合这些要求，而且在电容器制造领域拥有悠久的成功应
用历史。
电容器是存储电能的设备。 它由两个绝缘或介电介质隔
开的导电面构成。  “湿”电解电容器与其他类型的不同
之处在于，它的导电面中只有一个是金属板，而另一个
是化合物。 电介质是构成金属板的一层非常薄的金属氧
化物膜。 除了物理结构和电解质的流动程度外，“湿”和

“干”类型基本相同。
虽然铝和钽都被用作电解电容器的金属板，但是铝的使
用最为广泛。 在铝板电容器的制造过程中，许多配方以
及工艺的各个部分都使用了硼酸盐。
使用的铝通常为薄箔形式，它的表面通常会进行化学

“粗糙”或蚀刻处理。 在蚀刻工艺之后，必须在形成氧化
物薄膜之前彻底清洁箔。 通常，需要一系列清洗剂与水
交替清洗才能去除杂质。 使用的清洗剂中含有硼砂和
硼酸。
通过将箔浸入由硼酸和硼酸铵或硼酸钠组成的电解质
水溶液中，然后施加电压，可形成活性介电氧化物膜。 必

须确保电解质中无杂质，例如氯化物、硝酸盐、硫酸盐和
铁，这一点至关重要。 在形成膜后，通常用硼酸溶液将阳
极箔冲洗干净。
通过将阳极插入容器（若为“湿”类型，通常为铝罐）中并
添加工作电解质来组装电容器。 虽然含有甘油、乙二醇
或其他二元醇、多元醇的配方可大幅增大工作温度范
围，但是电解质通常是硼酸和硼酸铵的水溶液。
称为“干”式电容器的原因是电解质无水，而且具有相对
较低的导电率。 虽然这需要对物理结构进行一些改变，
但是蚀刻、清洗和膜形成步骤通常与“湿”式电容器的处
理步骤类似。
所用电解质的范围从粘性液体到接近固体。 一些更常用
的混合物包括硼酸乙二醇铵、乙酸硼酸铵和硼酸胺。通
常单独使用水溶性有机酸或将其与硼酸铵等相关的盐
一起使用。 铵盐的使用在高电压的情况下尤其有利。
成分的纯度对于生产优质的电容器至关重要。为莱特航
空开发中心制作的技术报告认为，“电解电容器的最终
使用寿命取决于是否完全清除了极微量的污染物以及
电解质是否维持正确的化学成分。”
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